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Menetelmi etikkahappoa sisdltdvin liuvoksen kisittelemisek-

si halogeenien ldsnd ollessa

Esilld oleva keksintd koskee menetelmdi etikkahap-
poa sisgltivédn liuvoksen késittelemiseksi halogeenien lasné
ollessa.

Orgaanisten synteesien menetelmdt, joita tavataan
esimerkiksi paperiteollisuudessa, herbisidien tai fungisi-
dien valmistuksessa, johtavat usein suuria mddrid etikka-
happoa sisdltévien poistovirtojen muodostumiseen halogee-
nien ja mahdollisesti sulfaattien tai natriumin l&sn&d ol-
lessa. N83ill4 poistovirroilla on kohonnut kemiallisen ha-
pen tarve (D.C.0.). D.C.0. vastaa sit3d hapen mdar&i, joka
tarvitaan ndiden poistovirtojen kemialliseen hajottami-
seen. Voimassa olevien saastumista koskevien normien nou-
dattamiseksi ei ymparistéon kuitenkaan voida pddstdi pois-
tovirtoja, joiden D.C.0. on liian suuri.

Léhges koko D.C.O:n johtuessa pddasiassa etikkaha-
posta on vdlttdmdtontd erottaa etikkahappo poistovirtojen
muista osista, jotka siten aiheuttavat vdhemmdn saasteon-
gelmia ympédristdssi.

Nyky&én tunnetut menetelmidt etikkahapon uuttamisek-
si liuoksesta ovat esimerkiksi neste-nesteuuttomenetelmii.
Ndm8 sis&ltavat kédsiteltdvdn liuoksen saattamisen koske-
tuksiin sellaisen orgaanisen liuottimen kanssa, joka kuu-
luu orgaanisten fosforivhdisteiden, tertiaaristen amiinien
ja estereiden ryhméd&n, kuten esimerkikgi etyyliasetaatin
kanssa. N&md&8 neste-nestekontaktit toteutetaan mieluummin
vastavirtaan uuttolaitteissa, jotka voivat olla edullises-
ti "pulse column" -tyyppisié.

Halogeenien 1l&sn8olo happamassa poistovirrassa ei
kuitenkaan salli kaytettavan n&ditd klassisia orgaanisia
liuottimia, silld néiden selektiivisyys on huono ja siten
ei ole mahdollista moitteettomasti erottaa etikkahappoa
halogenoiduista yhdisteistd. Lisdksi wuuttamisen aikana
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vesipitoisen faasin redoxpotentiaali nousee vapauttaen
tdten halogeenit niiden molekulaarisessa muodossa, jolloin
ne hajottavat ekstraktioainetta ja laimenninta. Lopulta.
halogeenien ldsndolo etikkahapolla kuormittuneessa liuot-
timessa saa aikaan suuria korroosio-ongelmia tislausvai-
heessa, joka mahdollistaa liuottimen Kkierrdtyksen palau-
tettavaksi ekstraktiokolonniin.

Julkaisun US-A-4 143 066 perusteella tunnetaan jo
menetelmd alemman karboksyylihapon esimerkiksi etikkahapon
erottamiseksi ja poistamiseksi seoksesta, joka sis8ltés
orgaanista liuotinta, uuttoainetta, vettd ja t&atd karbok-
syylihappoa. T&ss8 julkaisussa tdsmennetdidn, ettd trial-
kyylifosfaattia voidaan k#ytt&d uuttoaineena ja hiilivetya
orgaanisena liuottimena. T&assd& julkaisussa ei kuitenkaan
nimetd, yhtd&n ekstraktioliuosta tapauksessa, jossa mylds
halogeeneja olisi ldsnd tdssd seoksessa.

Alalla tunnetaan myds aikasemmin (Journal of
Chemical and Engineering Data, Vol. 23, nro 2, 1978, s.
144) etikkahapon uuttomenetelmi, jossa kidytetddn +tribu-
tyvlifosfaattia (TBP) hiilivedylld laimennettuna. Kuiten-
kin n&md uutot 1liuottimella on toteutettu etikkahapon
liuocksilla, jotka sisdltdvdt hyvin pienid mé8sriid epé&puh-
tauksia. Lisdksi ndiden tekniikoiden pd&&mdidré&nd on uuttaa
etikkahappo molekulaarisessa muodossa ja késitelld sitten
saatu liuos tislaamalla t&mdén hapon talteen saamiseksi.
Kun kyseess8 ovat orgaanisen synteesin etikkahappopeois-
tovirrat halogeenien samanaikainen l&sndolo tuo lisdongel-
mia, jotka johtuvat korroosiosta ja siitd, ettd liuvottimen
kanssa muodostuu uusia tuotteita, jotka uudet tuotteet
eivat ol?ﬁutettavia.

Lissdksi esgilla olevassa tapauksessa el ole tavoit-
teena etikkahapon valmistus, vaan ainoastaan tamédn pois-
taminen missd tahansa muodossa, jotta mahdollistetaan
poistovirran pdastd ympadristtdn voimassa olevien normien

mukaisesti.
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Keksinndn pi&m&drénd onkin juuri toteuttaa menetel-
m#d, joka mahdollistaa etikkahapon poistamisen poistovir-
rasta, joka sis#ltdd samanaikaisesti etikkahappoa ja ha-
logeenejd, jotta t&mén poistovirran kemiallinen hapentarve
pienenee.

Tarkemmin sanottuna keksintd koskee menetelmdd
etikkahappoa sis#ltdvidn liuoksen kdsittelemiseksi halogee-
nien l&snd ollessa, joka menetelmd kdsittda:

a) tdmén liuoksen k&sittelyn liuoksella, joka mah-
dollistaa halogeenien pelkistymisen halogenideksi, b) ké&-
siteltdvén liuoksen saattamisen uuttokolonnissa kosketuk-
siin orgaanisen etikkahapon uuttoliuoksen kanssa, joka
sisdltdd pddasiallisesti trialkylifosfaattia ja hiilivetyid
ja c) etikkahapolla kuormittuneen luottimen saattamisen
uudelleenuuttokolonnissa kosketuksiin em8ksien 1liuoksen
kanssa, joka pystyy neutraloimaan liuottimen ja uudelleen-
uuttamaan muodostuneen natriumasetaatin.

Natriumasetaatti uutetaan edullisesti kiteisend
muotona.

Kun halutaan kdyttdd puhtaampaa natriumasetaattia,
joka on valmistettu edelli kuvatulla menetelmdlld, voidaan
suorittaa ylimddrdinen pesuvaihe. T&t& wvarten Keksintd
sisdltdd myds ensimmdisen uuton suorittamisen jdlKeen:

- etikkahapolla kuormittuneen liuottimen pesun pe-
sukolonnissa vesipitoisella pesuliuoksella,

- pesukolonnista poistuvan pesuliuoksen uudelleen-
sy6tdn uuttokolonniin, ja

- etikkahapolla kuormittuneen ja pestyn liuottimen
saattamisen uudelleenuuttokolonnissa kosketuksiin alkali-
sen liuoksen kanssa, joka pystyy neutraloimaan té&man liu-~
ottimen ja uudelleenuuttamaan muodostuneen natriumasetaa-
tin.

Tadm&8 pesuvaihe mahdollistaa olennaisesti epapuh-
tauksien, so. halogenidien, takaisin virtauksen uuttoon.
Ndin voidaan helposti saada talteen menetelmdn Jlopussa
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natriumasetaatti titrattuna 99-%:isen puhtaana. Tamid nat-
riumasetaatti voidaan tuottaa myds kiteytyneessd muodossa
j&dhdyttamdlls uudelleenuuttokolonnilaitteen poistovayldd.

Etikkahapon uuton mahdollistamiseksi kdyttam&dlla
trialkyylifosfaatti- ja hiilivetypohjaista orgaanista
livotinta on vdalttamidtdénts, ettd poistovirta kisitellddn
ennakolta natriummetabisulfiitin vesipitoisella liucksella
halogeenien pelkistdmiseksi  halogenideiksi. Natrium-
metabisulfiitin kdyttd on edullista sen edullisen hinnan
ja sen reaktion jalkeisen hapettuneen muodon vuoksi, joka
ei ole menetelmédlle haitallinen.

Yleisesti kaytetty trialkyylifosfaatti on tri-n-
butyylifosfaatti (TBP) tai tri-isobutyylifosfaatti (TIBP)
niiden hyvan uuttokyvyn wvuoksi.

Kaytetty hiilivety on yleensd hydrattu tetrapropee-
ni (TPH). |

Menetelmin eri vaiheissa yritetdidn valttdd emul-
sioiden muodostumista, joita on vaikea dekantoida ja jotka
vahingoittavat "pulse"~kolonnien hydrodynaamista toimin-
taa. T&hdn pddsemiseksi on tarpeen valvoa, ettd orgaaninen
faasi olisi vesipitoista faasia kevyempi. T&std syysta
puhdas trialkyylifosfaatti tdytyy laimentaa (TBP:n tiheys
esimerkiksi 0,97) nestemdisellid hiilivedylld, jonka theys
on pienempi (TPH:n tiheys esimerkiksi 0,76). Kuitenkin on
tdrkedsd, ettei +trialkyylifosfaattia laimenneta liikaa,
ettei tarvitse suurentaa ekstraktiokolonnien pituutta tai
kaytt8&d virtausm8drien haitallisia suhteita (orgaaninen
faasi/vesipitoinen faasi).

Kaytdnndssd trialkyylifosfaattia voidaan laimentaa
aina siihen asti, ettd se kasittadd 65 - 85 % liuottimen
tilavuudesta, mutta edullisesti k&ytetdan 80 % TBP:a ja
20 % TPH:a.

Siten orgaanisen liuottimen tiheyttd ja viskosi-
teettia pienennet&ddn, mikd kaikki 1lisdd sen rajapinta-

jannitystd sen ollessa kosketuksessa vesipitoisten liuos-
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ten kanssa. Téten ei ole endd valttamdtdntd toimia korke-
assa lampdtilassa uuttokontaktien hyvan hydraulisen toi-
minnan aikaansaamiseksi ("pulse"-kolonni). T&ten ekstrak-
tio voi tapahtua ympardivissid lampdtilassa (noin 25 °C),
mik8 alentaa kustannuksia.

Pesuvaihe, joka mahdollistaa liuottimen wvapautta-
misen epdpuhtauksista, kuten halogenideista, voidaan to-
teuttaa demineralosoidulla vedelld tai natriummetabisul-
fiitin vesipitoisella liuoksella, jonka pitoisuus on 100 -
500 mg/1.

Lopuksi viimeisessd uuttovaiheessa kdytet&idn vesi-
pitoisena liuoksena natriumhydroksidiliuosta, joka mahdol-
listaa liuottimen neutraloinnin, toisin sanocen natrium-
asetaatin muodostumisen ja tributyylifosfaatin hajoamis-
tuotteiden neutraloinnin, kuten dibutyylifosfaattihapon
(HDBP) tai monobutyylifosfaattihapon (H,MBP) neutraloinnin.
Liuotin voidaan tdten kierridttdd ensimméiseen uuttokolon-
niin.

Keksinn®dn mukainen menetelmd& voidaan toteuttaa yk-
sinkertaisella tavalla olemassaolevin teollisin laitteis-
toin.

Muut keksinndn tunnusmerkit ja edut tulevat parem-
min esille seuraavassa kuivauksessa, joka annetaan havain-
nollistamaan eik& rajoittamaan keksintdéd, ja wviitaten
liitteiden pilirroksiin, joissa:

~ kuvio 1 esittdi kaavamaisesti ensimméisen keksin-
non mukaisessa menetelmidssd kdytettdvén laitteiston toteu-
tusmuodon ja

- kuvio 2 esittdd kuvion 1 laitteiston toisen to-
teutusmuodon.

Kuten kuviossa 1 on esitetty, ensimmdisen toteutus-
muodon mukainen laitteisto kasittda kaksi "pulse”-kolonnin
tyyppistd neste-nesteuuttolaitetta 2, 4, jotka on tarkoi-
tettu etikkahapon uuttamiseen ja vastaavasti natriumase-

taatin uudelleenuuttamiseen.
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Kidsiteltdvs liuos sy8tetddn kohtaan 6 uuttokolonnin
2 padssld, jossa kolonnissa etikkahappo uutetaan vastavir-
taan orgaanisella uuttoliuoksella, joka sydtetddn kolonnin
2 rungon alapsd&ssd kohtaan 8.

T&m& uutto on kuitenkin mahdollinen vain, jos halo-
geenit ovat pelkistyneess& muodossaan, minkd vuoksi K&si-
teltdvisdn liuokseen sydtetddn ensiksi natriummetabisulfii-
tin vesipitoista liuosta kohdassa 10.

Kohdassa 8 sydtettdvd liuvottimien seos sisaltaa
edullisesti 80 tilavuus-% TBP:a ja 20 tilavuus-% TPH:a
edells esitetyistd syisté.

Ndissd olosuhteissa TBP:1lla tapahtuva etikkahapon
uutto-operaatio voidaan suorittaa ympardivédssd lampdtilas-
sa, suunnilleen 25 °C:ssa. Uuttokolonnin 2 pohjasta koh-
dasta 12 tuleva poistovirta sisdltidd pdsosin poistettavia
halogenideja ja sill& on hyvin alhainen D.C.0., jota voi-
daan muuten vield pienentddn poistovirran héyrystrippauk-
sella (anglosaksinen termi: stripping).

Orgaaninen etikkahapolla kuormittunut liuotin, joka
poistuu ekstraktiokolonnin 2 yldosasta kohdasta 14, k&si-
telldadn vastavirtaan natriumasetaatin uudelleenuuttokolon-
nissa 4 10 M:lla natriumhydroksidiliuoksella (16), joka
sybtetd&n kolonnin huippuun. Tdmd natriumasetaatin uudel-
leenuutto suoritetaan samoin ympdrdivédssd lampotilassa
(25 °C). Tassd uudelleenuuttokolonnissa 4 virtausmiddrien
suhde orgaanisen faasin ja vesipitoisen faasin v&lilléd on
edullisesti suurempili tai yht8 suuri kuin 15. Kolonnin yla-
osasta kohdasta 18 poistuva etikkahappokuormituksesta va-
pautunut liuotin on neutraloitu ja se voidaan kierrattasa
uuttokolonnin 2 alaosaan kohtaan 8. Mitd tulee natriumase-
taattiliuokseen, joka poistuu uudelleenuuttokolonnin 4
kohdasta 20, se voidaan joko havittdd tai tuottaa kiteise-

nd jasdhdyttamdlla uudelleenuuttokolonnilaitteen poistovdy-
1las.



10

15

20

25

30

- 35

Seuraavassa annetaan esimerkki keksinndn mukaisesta
menetelmidn kdyttdmisestd.

Esimerkki 1

Edelld kuvatun kaltaisessa laitteistossa kédsitel-
ld8n poilstovirtaa, joka on perdisin orgaanisesta synteesi-
menetelmistd. Kasiteltdvdn poistovirran koostumus on seu-

raava:
CH,COCH = 35 g/1 D.C.0. = 44,8 g/1 happea
halogeenit:

Br- = 8,35 g/l Cl” = 67,7 g/1

Kédsiteltdvd poistovirta ja orgaaninen liuotin syd-
tetdan uuttokolonniin 2 liuvottimen virtausmddran vastates-
sa 80 % vesipitoisesta (poistovirran) virtausmédridsta.

Uutto- jé uudelleenuutto~operaatiot toteutetaan
25 °C:n l8mpodtilassa.

Kohdasta 12 saatava poistovirta sis&ltds litrassa
0,81 g CH,COOH:a, 7,0 g/1 Br :a, 67,5 g/1 Cl:a ja D.C.0. on
4,0 g/1. Témd tekniikka mahdollistaa t&ten D.C.0O.:n pie-
nentdmisen tekij&lla 10.

Etikkahapolla kuormittuneen liuottimen 14 uudel-
leenuuttokolonniin 4 sy&tetty virtausmdidrd on yhtd suuri
kuin O, 85 kertaa kohdassa 8 sydtetty poistovirran virtaus-
mddrd. Kohdassa 20 saatavan liuoksen koostumus on seuraa-
va:
natriumasetaatti = 400 g/l pH:1lla 6
D.C.0. = 302 g/1
Cl” = 7,5 g/1 ja Br” = 4,3 g/1 , eli alle 2 % halogenideja

Keksinndn toinen toteutusmuoto kuvataan nyt viita-
ten kuvioon 2, jossa kuvion 1 kanssa identtisilli viitenu-
meroilla on samat merkitykset.

Tamd toinen toteutusmuoto késitt3i vylimddr&isen
pesuvaiheen.

Tdssd tapauksessa etikkahapolla kuormittunut orgaa-
ninen liuotin, joka poistuu kohdasta 14 uuttokolonnin 2
yldosasta, késitellddn vastavirtaan pesukolonnissa 22 nat-
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riummetabisulfiitin vesipitoisella liuoksella, joka sydte-
tddn kohdassa 24 pesukolonnin 22 yldocaan. Tdmd pesu suori-
tetaan ympértdivdssd lémpdtilassa. Pesukolonnin 22 pohjasta
poistuva pesuliuos 26, joka sisdltdd epdpuhtauksia, kuten
halogenideja, palautetaan kohtaan 6 ekstraktiokolonnin 2
runkoon. Etikkahapolla kuormittunut ja pesty liuotin 28,
joka poistuu pesukolonnin 22 huipusta kohdassa 28, saate-
taan sen jdlkeen uudelleenuuttokolonnissa 4 vastavirtaan
kosketuksiin natriumhydroksidiliuoksen 16 kanssa, joka
sybtetddn té&mdn kolonnin pdahdn. Loput toimenpiteistd ovat
identtisid edelld kuvion 1 kohdalla kuvattujen toimenpi-
teiden kanssa.

. Seuraavassa annetaan esimerkki toisesta keksinndn
nﬁ%eutdﬁuodon kdyttodnottomenetelmidsts.

Esimerkki 2

Kédsiteltdvidn liuoksen koostumus on sama kuin esi-
merkissd 1.

Orgaahinen livotin sybtetddn kohdassa 8 virtausmda-
ralla, joka on identtinen kdsiteltdvén, kohdassa 6 injek-
toitavan liuoksen virtausmiirdn kanssa. Etikkahapolla
kuormittuneen liuottimen 14 virtausmddrd, joka poistuu
kolonnista 2, on yhtd suuri kuin 1,1 kertaa kohdassa 6
sybtetyn liuoksen virtausmd&drd. Muualla kohdassa 24 syOte-
tyn pesuliuoksen virtausmddrd on yhtd suuri kuin 0,25 ker-
taa kohdassa 6 sydtetyn liuoksen virtausm&idri.

Uutto-, pesu- ja uudelleenuuttotoimenpiteet toteu-
tetaan 25 °C:n l&mpdtilassa.

Kohdassa 12 saadun poistovirran etikkahappopitoi-
suus on alle 1 g/1 ja D.C.0. 4,8 g/1l. Se voidaan siten
pddstdd ympdristdon ilman ongelmia.

Kohdassa 20 saatavalla liuoksella on seuraava Koos-
tumus:

Br- = 2 g/1 Cl- = 2,7 g/l
natriumasetaatti = 350 - 400 g/1.



T&m3n menetelmdn pitk&aikaiskokeella (noin 70 tun-
tia) liuvotinta kierrdttdmédlld on wvoitu osoittaa, ettel
liuvottimessa eikd laimentimessa tapahtunut merkittavaa

hajoamista.
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10
Patenttivaatimukset:

1. Menetelmd etikkahappoa sis&ltavin liuoksen Kké&-
sittelemiseksi halogeenien 1l8sn& ollessa, tunnettu
siitd, ettd se k&sittdd: a) tamiAn liuoksen kisittelyn
liuoksella (10), joka mahdollistaa halogeenien pelkis-
tymisen halogenideiksi, b) kasiteltdvdn liuoksen saat-
tamisen uuttokolonnissa (2) kosketuksiin etikkahapon or-
gaanisen uuttoliuottimen (8) kanssa, joka sisiltdd pda-
asiallisesti +trialkyylifosfaattia ja hiilivetyd ja c¢)
etikkahapolla kuormittuneen liuottimen (14) saattamisen
uudelleenuuttokolonnissa (4) kosketuksiin emdksisen liuok-
sen (l6) kanssa, joka pystyy neutraloimaan liuvottimen ja
uudelleenuuttamaan muodostuneen natriumasetaatin (20).

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kdsittelymenetel-
mi, tunnettu siitd, ettd se kdsittdd: a) tamén
liuoksen ké&sittelyn Jliucksella (10), joka mahdollistaa
halogeenien pelkistymisen halogenideiksi, b) k&siteltévén
liuoksen saattamisen uuttokolonnissa (2) kosketuksiin
etikkahapon orgaanigen uuttoliuottimen (8) kanssa, joka
sisdltdd pasdasiallisesti trialkyylifosfaattia ja hiilive-
ty&, c¢) etikkahapolla kuormittuneen liuottimen (14) pesun
pesukolonnissa (22) vesipitoisella pesuliuoksella (24), 4)
pesukolonnista (22) poistuvan pesuliucksen (26) uudelleen-
sybtdn uuttokolonniin (2) ja e) etikkahapolla kuormittu-
neen ja pestyn liuottimen (28) saattamisen uudelleenuut-
tokolonnissa (4) Xkosketuksiin alkalisen liuoksen (16)
kanssa, joka pystyy neutraloimaan liuottimen ja uudelleen-
uuttamaan muodostuneen natriumasetaatin.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen kdsittely-
menetelmd, tunnet tu siitd, ettd halogeenien pel-
kistymisen halogenideiksi mahdollistava liuos (10) on nat-
riummetabisulfiitin vesipitoinen liuos.

4. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen kdsittely-

menetelmd, t unne t t u siitd, ettd orgaaninen liuotin
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(8) sisdltdsa 65 - B85 tilavuus-% trialkyylifosfaattia ja
15 - 35 tilavuus-% hiilivetyi.

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen k3sittelymenetel-
mi, tunne¢ttu siitd, ettd orgaaninen liuotin (8)
sisdltda noin 80 tilavuus-% trialkyylifosfaattia ja noin
20 tilavuus-~-% hiilivetyi.

6. Jonkin edeltdvidn patenttivaatimuksen mukainen
kdsittelymenetelmd, t unne t t u siitd, ettd trialkyy-
lifosfaatti on tri-n-butyylifosfaatti (TBP).

7. Jonkin edeltédvan patenttivaatimuksen mukainen
kd@sittelymenetelmd, t unn e t t u siitsd, ettsd hiilivety
on hydrattu tetrapropeeni (TPH).

8. Patenttivaatimuksen 2 mukainen késittelymenetel-
mia, tunnettu siitd, etta vesipitoinen pesuliuos
(24) on natriummetabisulfiittiliuos, jonka pitoisuus on
100 -~ 500 mg/1.

9. Patenttivaatimuken 2 mukainen kdsittelymenetel-
mi, tunnettu siitd, ettd vesipitoinen pesuliuos
(24) on demineralisoitu vesi.

10. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen kidsittely-
menetelmd, tunnettau siitd, ettd alkalinen liuos
(16), joka kykenee neutraloimaan liuottimen, on natrium-
hydroksidiliuos.

11. Jonkin edeltdvan patenttivaatimuksen mukainen
kdsittelymenetelmd, tunnettu siitd, ettd uudel-
leenuuttokolonnista (4) poistuva neutraloitu liuotin voi-
daan kierr&ttda uuttokolonniin (2).

12. Jonkin edeltdvén patenttivaatimuksen mukainen
kdsittelymenetelm&8, t un ne t t u siitd, ettd uutto- ja
uudelleenuuttovaiheet suoritetaan ympdrdivissd lampdtilas-
sa.

13. Jonkin edeltdvan patenttivaatimuksen mukainen
kdsittelymenetelmd, t unne t t u siitd, ettd orgaani-
nen liuotin (8) ja muut vesipitoiset liuokset (6, 16, 24)

saatetaan kosketuksiin vastavirrassa.
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Patentkrav

1. Forfarande f6r behandling av en ldsning innehdl-
lande dttiksyra i ndrvaro av halogener, k &8 nn e -
tecknat dirav, att det omfattar: a) behandling av
denna l1¥sning med en ldsning (10), som mdjliggdr reduce-
ring av halogenerna till halogenider, b) bringande av 18s-
ningen, som skall behandlas, i kontakt med ett organiskt
extraktionsldsningsmedel (8) fOr &attiksyra i en extrak-
tionskolonn (2), vilket extraktionslésningsmedel huvudsak-

~.ligen innehdller ett trialkylfosfat och ett Kolvdte och c)

bringande av lésningsmedlet (14), som belastats med attik-
syra, i en aterextraktionskolonn (4) i kontakt med en ba-
sisk losning (16), som &r kapabel att neutralisera 1los-
ningsmedlet och aterextrahera det bildade natriumacetatet
(20).

2. Behandlingsférfarande enligt patentkrav 1,
kdnnetecknat dirav, att det omfattar: a) be-
handling av denna l®sning med en lésning (10), som m&jlig-
gdr reducering av halogenerna till halogenider, b) bring-

‘ande av lésningen, som skall behandlas, i kontakt med ett

organiskt extraktionslésningsmedel (8) for &attiksyra i en
extraktionskolonn (2), vilket extraktionsldsningsmedel
huvudsakligen innehdller ett trialkylfosfat och ett kol-
vate, c) tvdttning av losningsmedlet (14), som belastats
med Attiksyra, i en tvattkolonn (22) med en vattenhaltig
tvattldsning (24), d) atermatning av tvdttldsningen (26),
som avlidsgnas fran tvattkolonnen (22), till en extrak-
tionskolonn (2) f6r det atermatade materialet och e) '
bringande av lésningsmedlet (28), som belastats med é&t-
tiksyra och tvattats, i kontakt med en alkalisk 1lésning
(16) i en Aterextraktionskolonn, vilken lésning dr kapabel
att neutralisera 18sningsmedlet och dterextrahera det bil-
dade natriumacetatet.

3. Behandlingsférfarande enligt patentkrav 1 eller
2, kadannetecknat darav, att lésningen (10),
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som m&jliggdr reducering av halogenerna till halogenider,
utgdrs av en vattenhaltig lOsning av natriummetabisulfit.

4. Behandlingsfdrfarande enligt patentkrav 1 eller
2, kdannetecknat didrav, att det organiska los-
ningsmedlet (8) innehdller 65 - 85 volym-% av ett trial-
kylfosfat och 15 - 35 volym-% av ett kolvite.

5. Behandlingsforfarande enligt patentkrav 4,
kdnnetecknat darav, att det organiska 1lds-
ningsmedlet (8) innehaller ca 80 volym-% av ett trialkyl-
fosfat och ca 20 volym-% av ett kolvite.

6. Behandlingsfdrfarande enligt ndgot av de fore-
gadende patentkraven, k @ nne tecknat darav, att
trialkylfosfatet &r tri-n-butylfosfat (TBP).

7. Behandlingsforfarande enligt ndgot av de foére-
gdende patentkraven, k & nne tecknat ddrav, att
kolvidtet &r hydrerat tetrapropen (TPH).

8. Behandlingsfdrfarande enligt patentkrav 2,
kdnnetecknat dirav, att den vattenhaltiga
tvdttlésningen (24) dr en natriummetabisulfitldsning med
en halt av 100 - 500 mg/1l.

9. Behandlingsforfarande enligt patenkrav 2,
k&d&dnnetecknat didrav, att den vattenhaltiga
tvdttldsningen (24) utgérs av demineraliserat vatten.

10. Behandlingsfétrfarande enligt patentkrav 1 eller
2, kdannetecknat darav, att den alkaliska 1lOs-
ningen (16), som ar kapabel att neutralisera l&sningsmed-
let, &r en natriumhydroxidldsning.

11. Behandlingsférfarande enligt nagot av de fdre-
gdende patentkraven, k danne tecknat dirav, att
det neutraliserade l8sningsmedlet, som avldgsnas fran
aterextraktionskolonnen (4), kan cirkuleras till extrak-

tionskolonnen (2).
12. Behandlingsfdrfarande enligt nagot av de fore-

gdende patentkraven, k @& nne tecknat dirav, att
extraktions- och Aterextraktionsstegen utfdrs vid omgiv-

ningens temperatur.
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13. Behandlingsfdrfarande enligt nagot av de fdére-
gdende patentkraven, k dnne tecknat dirav, att
det organiska lé&sningsmedlet (8) och de Ovriga vattenhal-
tiga losningarna (6, 16, 24) bringas i kontakt i motstrdm.
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